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(DE) THERMOPLASTISCHE FORMMASSEN MIT VERBESSERTER SCHLAGZAHIGKEIT 

Abstract: (EN) The invention relates to a graft copolymer comprising a1 : 10 to 90 wt.- % of a particulate graft 
base A1 from a particulate emulsion polymer having a glass transition temperature of below 0 °C 
produced from a11 : 70 to 100 wt.- % butadiene or at least one C^1-8? alkyl ester of acrylic acid or 
mixtures thereof as the component A1 1 , a 12: 0 to 20 wt.- % of at least one polyfunctional cross-linking 
monomer as the component A12, a13: 0 to 30 wt.- % of further copolymerizable monomers as the 
component A13, totaling 100 wt.- %, a2: 10 to 90 wt.- % of a graft layer A2 from the monomers, based 
on A2, a21: 60 to 100 wt.- % of at least one vinyl aromatic monomer, one (meth)acrylic acid ester or 
mixtures thereof, as the component A21 , and a22: 0 to 40 wt.- % of at least one ethylenically 
unsaturated monomer as the component A22. The inventive graft polymer has an average particle size 
of from 130 to 500 nm and a polymodal particle size distribution in which in every particle size interval 
having a width of 50 nm less than 40 wt.- % of the particles are present. 



(DE) Das Pfropfcopolymerisat aus a1 : 10 bis 90 Gew.-% einer teilchenfdrmigen Pfropfgrundlage A1 
aus einem teilchenformigen Emulsionspolymerisat mit einer Glasubergangstemperatur von unterhalb 0 
°C aus a 1 1 : 70 bis 200 Gew.-% Butadien oder mindestens eines C^1-8?-Alkylesters der Acrylsaure 
Oder Gemischen davon als Komponente A11, a 12: 0 bis 20 Gew.-% mindestens eines 
polyfunktionellen vernetzenden Monomeren als Komponente A12, a 13: 0 bis 30 Gew.-% weiteren 
cooolvmerisierbaren Monomeren als KomDonente A13. deren Gesamtmenae 100 Gew.-% eraibt a 2: 
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10 bis 90 Gew.-% einer Pfropfauflage A2 aus den Monomeren, bezogen, auf A2, a 21: 60 bis 100 
Gew.-% mindestens eines vinylaromatischen Monomeren, eines (Meth)acrylsaureesters oder 
Gemischen davon, als Komponente A21 und a 22: 0 bis 40 Gew.-% mindestens eines ethylenisch 
ungesattigten Monomeren als Komponente A22, besitzt einen mittleren Teilchendurchmesser von 130 
bis 500 nm und weist eine polymodale Teilchengroftenverteilung auf, in der in jedem 
Teilchengroftenintervall der Breite 50 nm weniger als 40 Gew.-% der Teilchen vorliegen. 
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